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Das Basis-Know-how fur richtige ICP-OES-Analytik!Erstmalig ist eine
deutschsprachige, leicht verstandliche und anwenderorientierte
Einfuhrung in die ICP-Emissionspektrometrie verfugbar. Sie umfal3t die
praxisrelevanten Grundlagen, geratetechnische Informationen, eine
Anleitung zur Methodenentwicklung und viele praktische
Anwendungsbeispiele. Das Buch ist kompakt und sehr ubersichtlich
gestaltet, mit Infoboxen zu typischen Fragen und Problemen,
Checklisten und detaillierten Hinweisen zur Handhabung. Es ist nicht
nur ein Begleiter fur die eigenstandige Aus- und Weiterbildung,
sondern eben
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This text presents the classical theory of conics in a modern form. It
includes many novel results that are not easily accessible elsewhere.
The approach combines synthetic and analytic methods to derive
projective, affine and metrical properties, covering both Euclidean and
non-Euclidean geometries. With more than two thousand years of
history, conic sections play a fundamental role in numerous fields of
mathematics and physics, with applications to mechanical engineering,
architecture, astronomy, design and computer graphics. This text will
be invaluable to undergraduate mathematics students, those in
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geometry. Augmented with more than three hundred fifty figures and
photographs, this innovative text will enhance your understanding of
projective geometry, linear algebra, mechanics, and differential
geometry, with careful exposition and many illustrative exercises.
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